附圖一（系爭專利主要圖式）
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附圖二（系爭產品主要照片）
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附表1（系爭專利申請專利範圍第1項與系爭產品之侵權比對分析表）
	系爭專利
	系爭產品
	文義讀取
	適用均等

	申請專利範圍
	要件

標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	各要件
	結論
	各要件
	結論

	1
	A
	一種鍋，
	a
	一種鍋，
	是
	否
	－
	否

	
	B
	其包含一體成型之鍋底及環繞於該鍋底周緣向上彎折之鍋邊，而在其中形成一煮食空間，
	b
	其包含一體成型之鍋底及環繞於該鍋底周緣向上彎折之鍋邊，而在其中形成一煮食空間，
	是
	
	－
	

	
	C
	該鍋底面上佈設多數個凹槽，該多數個凹槽之間形成紋路，於該多數個凹槽中設置不沾黏層，
	c
	該鍋底面上佈設多數個凹槽，該多數個凹槽之間形成紋路，於該多數個凹槽中設置不沾黏層，
	是
	
	－
	

	
	D
	使鍋底面形成平整之不沾鍋面。
	d
	使鍋底面形成不平整之不沾鍋面。
	否
	
	否
	


